
恒例となった国際ナノテクノロジー総合展

（nanotech２０１０）も今年で開催９年目を迎え，

昨年と同じく東京ビックサイトで２０１０年２月

１７日（水）から１９日（金）まで３日間にわた

って開催された。今年もナノバイオExpo２０１０

などの６展示会との同時開催となった。今回の

出展者数は，６５４企業・団体（国内４６２社，海

外１９カ国１９２企業・団体）にのぼり，リーマ

ンショックの後遺症のつづく情勢にもかかわら

ず入場者も４２，０００人を超える最大級のナノテ

クノロジーの国際展示会となり，この分野が今

後の成長産業に結び付いていることを実感させ

る盛況ぶりであった。

京都大学，浜松ホトニクス，ニューガラスフ

ォーラムが取り組む「三次元光デバイス高効率

製造技術プロジェクト」（プロジェクトリーダ

ー：京都大学平尾教授）は，この国際的な

nanotech 展示会に独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のナシ

ョナルプロジェクトとして連続４年目の参加と

なる。プロジェクト概要・実施内容を説明した

展示パネルや，フェムト秒レーザーとガラスホ

ログラム（写真１）を用いて，実際にガラス中

へ微細な三次元構造を一括加工したガラスサン

プルなどを展示した。

概略を述べるとモアレパターン解消のために

ガラス中にレーザーで回折格子構造を形成した

ガラスを市販デジタルカメラ組み込んだもの

（写真２），一括加工した直線導波路の光伝送の
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写真１ 作製したガラスホログラム
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デモ（写真３），直線と曲線導波路を組み合せ

た光分波器，厚さ８０µｍのガラス内部に三次
元微細貫通穴，高輝度発光ガラスへの応用など

のデモや展示など，実用化につながるサンプル

を出展した。

また，京都大学からはフェムト秒レーザーと

液晶空間光変調素子（LCOS―SLM）による平

面導波路描画（写真４），１６分岐ダンマン型回

折格子形成（写真５）に加え，フレネルレンズ

を組み込んだ計算機合成ホログラム（CGH）

よる無可動（ステージやミラー）での三次元一

括加工システムの紹介が，浜松ホトニクスから

はフェムト秒レーザー三次元一括加工用高耐光

型空間光変調器（LCOS―SLM : Liquid Crystal

on Silicon Spatial Light Modulator）を内蔵し

た光波面制御モジュールと波面制御技術の展示

が行われた。

今回は三次元光デバイスプロジェクトの前身

である「ナノガラス技術プロジェクト」から発

展した「デバイス用高機能ナノガラスプロジェ

クト」（フォーカス２１；平成１５～１７年）の実

用化が進んだ成果例として，日本板硝子の高波

�２ SEM像
写真１ 作製したガラスホログラム

写真４ LCOS―SLMを使用したフェムト秒レーザ加
工の説明

写真２ 三次元一括加工した光学ローパスフィルタ装
着カメラ

写真３ 一括加工した直線導波路の光情報伝送デモ

写真５ １６分岐ダンマン型回折格子
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長分散ナノガラスデバイス（スーパープリズ

ム）の（写真６）併設展示もおこなった。

開催初日の２月１７日（水）にＮＥＤＯブー

スで開かれたプレゼンテーションにおいて，三

次元光デバイスプロジェクトのプロジェクトサ

ブリーダーであるニューガラスフォーラムの田

中氏と浜松ホトニクスの原氏がそれぞれ，「ホ

ログラムによるガラス内三次元デバイスの高速

加工」，「空間光変調器と波面制御技術」と題し

た講演を行った。

今回も，NGFつくば研究室研究員（NGF研

究員及び本プロジェクト参加企業＊１からの出向

研究員）や京都大学平尾研究室及び浜松ホトニ

クスの研究員らが会場での説明に張り付き，一

緒になって目指している成果を大いにアピール

した。三次元光デバイスブース内は連日見学者

であふれ，非常に盛況で今回の本ブースの名刺

を頂いた来訪者は２３２名（来訪企業数１９７社）

であった（写真７，８）。

注）＊１：フジノン株式会社，株式会社オハラ，

ライトロン株式会社，ナルックス株式会社

写真６【特別展示】高波長分散ナノガラスデバイス（スーパープリズム）（日本板硝子�）

写真８ 多数の来訪者
奥村直樹氏【写真中央：総合科学技術会議議員；
（元新日鐵副社長）】と説明する平尾教授【写真右】

写真７ 多数の来訪者
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